
한-중 특허 심사결과 공동활용
한·중 특허청장 합의 … 선행기술 공동심사 프로젝트 추진

한국과 중국이 앞으로 상대방의 특허 심사결과를 공동 활용하기로 합의했다.
김광림 특허청장과 왕징촨(王景川) 중국 지식산권국 청장은 4월9일 제주 롯데호텔에서「제8차 한·중 특허

청장회의」를 갖고 경제교역의 확대에 따른 양국간 특허출원 증가에 대응해 특허협력을 강화하기로 합의했다.
이에 따라 양국 특허심사관이 공동으로 선행기술 조사·심사를 하는「공동 심사 프로젝트」를 추진하고, 현

재 발명의 우선권 주장을 위해 양국 출원인이 상대국 특허청에 직접 제출하도록 하고 있는 우선권 증명서류를

양국 특허청이 전자매체에 의해 직접 교환키로 했다.

한국의 중국특허 출원현황 (단위: 건)

구 분 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
특 허 145 302 569 885 1,645 2,065 2,076 1,447 1,861
실용신안 16 39 53 33 86 56 35 51 92
의 장 34 49 43 64 91 108 129 153 187
합 계 195 390 665 982 1,822 2,229 2,240 1,651 2,140

+ 1992-98년 자료는 WIPO 통계자료

++ 1999-2000년 자료는 중국지식산권국 Annual Report(2001) 통계자료

또 갈수록 늘어나고 있는 양국간 출원증가에 대응해 양국에 공통 출원된 발명에 대해 보다 신속하게 권리

를 설정해주고, 중복심사로 인한 출원인의 비용부담을 줄여주기 위해 심사결과의 공동 활용을 적극 모색해 나

가기로 합의했다.
이를 위해 특정기술 분야를 선정해 양국 심사관이 공동으로 선행기술을 조사·심사하는「공동심사 프로젝

트」를 추진하고, 이를 통해 양국간 심사제도 및 실무를 조화시켜 나감으로써 심사결과의 공동활용을 위한 기

반을 마련키로 했다.

중국의 10대 특허 출원국가(2000) 중국의 10대 특허 다출원기업 순위(2000)

순위 국 명 출원건수
1 일 본 9,888
2 미 국 8,4 18
3 독 일 2,78 7
4 한 국 2,14 0
5 프 랑 스 1,38 7
6 네 덜 란 드 993
7 스 위 스 8 67
8 영 국 8 02
9 스 웨 덴 768

10 이 태 리 382

순위 국 명 회 사 명 출원건수
1 일 본 Matsu shita Electronic 769
2 미 국 P&G 516
3 네 덜 란 드 Phillip s Electronics N .V 491
4 한 국 Sam sung Electronics 482
5 일 본 Sony 399
6 스 웨 덴 Ericsson 368
7 미 국 IBM 324
8 독 일 Siem ens 316
9 일 본 N EC 284

10 일 본 Mitsubishi Electric 257

또 양국민의 상대국 특허 출원시 우선권 증명서류를 전자매체에 의해 직접 교환키로 합의함으로써 출원인

의 시간과 비용을 획기적으로 절감하는 등 양국민 출원인의 편익을 크게 증진시키도록 했다.
이밖에 심사·심판관 교류 및 특허정보 교환을 추진하고, 세계무역기구(WTO) 및 세계지식재산권기구(WIPO)를

중심으로 논의되고 있는 국제 지재권 현안에 대해 긴밀히 공조해 나가기로 합의했다.



중국의 한국특허 출원현황 (단위: 건)

구 분 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
특 허 5 2 10 15 15 16 25 48 49
실용신안 5 1 7 1 2 1 1 5 7
의 장 2 1 1 2 - - 3 3 9
합 계 12 4 18 18 17 17 29 56 65

자료) 특허청

한편, 한국의 중국특허 출원은 2000년 기준 총 2140건으로 1992년 한·중 수교시기에 비해 10배 이상 증가

했다. 한국은 중국의 특허 다출원국가 중 일본, 미국, 독일에 이어 4위를 차지하고 있다.
< Chemical Daily N ews 2002/ 04/ 11>


